
金属镍化合物 电磁屏蔽膜层 雷达天线表面 PVD离子镀膜

产品名称 金属镍化合物 电磁屏蔽膜层 雷达天线表面
PVD离子镀膜

公司名称 西安志阳百纳真空镀膜有限公司

价格 3.00/件

规格参数 镀层物质:TiO2/Ti2O3/TiO氧化物
镀层颜色:五彩色/七彩色/透明七彩色/酒红色
镀层厚度:10nm~1000nm

公司地址 陕西省西安市长安区鸣犊街办留公三村199号

联系电话  18566216378

产品详情

金属镍化合物是一种常用于电磁屏蔽膜层的材料，特别适用于雷达天线表面的涂覆。PVD离子镀膜技术
是一种常用的表面处理方法，可以提高金属镍化合物的性能和耐用性。

金属镍化合物具有良好的导电性和热导性，使其成为制备电磁屏蔽膜层的理想选择。在雷达天线等需要
进行电磁屏蔽的设备中，金属镍化合物可以有效地阻止电磁波的传播，保护设备免受外部干扰。

PVD离子镀膜技术是一种通过物理气相沉积将金属镍化合物均匀地沉积在基材表面的方法。这种技术可
以在金属镍化合物表面形成均匀、致密的薄膜层，提高其耐腐蚀性和耐磨性。此外，PVD离子镀膜还可
以调节金属镍化合物的表面光泽和颜色，使其在外观上更加美观。

在雷达天线表面涂覆金属镍化合物电磁屏蔽膜层不仅可以提高设备的抗干扰能力，还可以延长设备的使
用寿命。金属镍化合物的优良性能和PVD离子镀膜技术的应用使得这种涂层在雷达天线等领域具有广泛
的应用前景。

总的来说，金属镍化合物电磁屏蔽膜层在雷达天线表面的应用是一种有效的保护措施，可以提高设备的
稳定性和可靠性。随着科技的不断发展，金属镍化合物和PVD离子镀膜技术将会得到更广泛的应用，为
电磁屏蔽领域带来更多的创新和突破。
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